Processo 664 25

Ne Candidato(a) - CPF Mascara Prova Objetiva (0-5)
1 *x 192.964-+* 3.00

2 *kx 161.462-%* 1.25

3 0k 014.461-+* 3.25
4 ##%.100.667-** Ausente
5 4%, 780.367-%* Ausente
6 *xk 753.066-FF 1.50
7 *kk 273.160-** 3.00
8 *xk 854,089-%F 1.25

9 H4%.218.065-** Ausente
10 % 796.142-%* Ausente
11 #4%.0919.161-** 2.25
12 % 644.160-** Ausente
13 *%.078.762-*%* Ausente
14 *xk 655.061-FF 3.00
15 *xk 769.565-FF 2.50
16 Hkk 255.167-%* 2.50
17 KK 677.763-%* Ausente
18 Rk 817.773-*%* Ausente
19 Hkx 792.763-%* 2.75
20 *xk 397,163-%F 4.50
21 k% 619.164-+* 3.50
22 *4%.074.965-** Ausente
23 *xk 608.066-FF 3.25
24 ok 644.682-** 2.50
25 *#%.580.667-** Ausente
26 *xk 838.564-FF 2.50
27 Fkk 445,164-F* 2.25
28 %, 795.264-*%* Ausente
29 Hkx 128.367-** Ausente
30 *xk 399,460-%F 3.50
31 *rk 238.135-%F 1.50
32 *xk 870.569-%F 3.75
33 *4%.945.860-** Ausente
34 Rk T777.860-%* 2.75
35 *4%,699.981-** Ausente
36 *rk 483,282 2.25
37 *xk 485.160-%F 3.50

Brasilia/DF, 04 de abril de 2025

Atenciosamente,
Geréncia Executiva de Recursos Humanos
SEST SENAT




